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 چكيده
تتـرا ايـزو     از تيتـانيم  .  براي تهيه فتوكاتاليست دي اكسيد تيتانيم بر روي پايه متخلخـل آلومينـا بـه كـار بـرده شـده اسـت                       CVDوش  ر

 ابتدا در درون حفره ها و منافذ آلومينا تحت خـلاء نشـانده شـده و                 TTIP. به عنوان ماده اوليه استفاده شده است      ) TTIP(پروپكسيد  
نتايج نشان داده است كه مقدار دي اكسـيد تيتـانيم رسـوب داده    .  به دي اكسيد تيتانيم تجزيه مي گردد      سپس تحت شرايط كنترل شده    

. شده، تحت تاثير پارامترهايي چون سرعت جريان ماده اوليه مورد استفاده در تهيه كاتاليست و روشـهاي رسـوب دهـي و تجزيـه دارد          
 .  ساختار كريستالي آناتاز ديده مي شودCVDسيله همچنين در ساختار فتوكاتاليست هتروژني توليد شده بو

 
 CVD. دي اكسيد تيتانيم؛ فتوكاتاليست؛ تيتانيم تترا ايزو پروپكسيد؛: كلمات كليدي

 
 

 مقدمه
CVD  يكــي از تكنولوژيهــاي قــديمي بــا بــيش از يــك قــرن 

ايـن روش بـدليل اينكـه       .تاريخ در صنعت سراميك مـي باشـد       
ــو   ــنتز م ــالقوه اي در س ــاربرد ب ــرفته دارا ك ــادي پيش ــه ه  اد نيم

 ].١[ مي باشد، اخيراً مورد توجه فرار گرفته است
دي اكسيد تيتانيم از جمله مـواد نيمـه هـادي اسـت كـه داراي                
ثابت دي الكتريك بالا بوده و مـوارد اسـتفاده گسـترده اي در           
 پيلهـــاي خورشـــيدي، مـــواد فـــرو الكتريـــك و ســـلهاي     

 CVD توسـط روش     ايـن مـاده عمومـاً     . الكترو شـيميايي دارد   
كـاربرد ديگـر دي اكسـيد تيتـانيم بـه           ].٣و٢و١[تهيه مي گـردد   

عنــوان مــاده فتوكاتاليســتي در اكسيداســيون فتوكاتاليســتي     
بـه طـور كلـي      . تركيبات آلي موجود در هوا و آب مـي باشـد          

روشهاي متداولي كه براي ساخت كاتاليست به كار مي رونـد           
 در تهيــــه .عبارتنــــد از تلقيح،ترســــيب و تعــــويض يــــوني 

  استفاده از اين روشها براي حالتي كه ماده        TiO2فتوكاتاليست  

اوليه تشـكيل دهنـده كاتاليسـت تيتـانيم تتـرا ايـزو پروپكسـيد               
(TTIP)             مي باشد مناسب نمي باشند، دليل آن اين اسـت كـه 

TTIP   در اين موارد جهـت سـاخت   .  در آب ناپايدار مي باشد
ه مــــــي  اســــــتفادCVD از روش TiO2فتوكاتاليســــــت 

 ]. ٣و٢و١[گردد
 بـراي آن دسـته از مـواد اوليـه اي             CVDبه طـور كلـي روش       

مورد استفاده قرار مي گيرد كه اساساً دماي تجزيه پايين داشته           
  .و از فراريت بالايي برخوردار باشند

 در صورتيكه مـاده اوليـه اي كـه بـراي سـاخت               CVD روش  
 باشـد،مانند  كاتاليست از آن استفاده مي شود پايـه آلـي داشـته    

ــيد  ــزو پرپكسـ ــرا ايـ ــانيم تتـ ــوان تيتـ  MOCVD، تحـــت عنـ
)Metallo Organic Chemical Vapor Deposition( 

، روش تهيـه    CVDبا بـه كـارگيري روش        ].٢[ناميده مي شود  
ــا روشــهاي معمــولي از جملــه تلقــيح    كاتاليســت در مقايســه ب


